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บทคดัย่อ 
 

 ลกัษณะของพ้ืนผิวและความสะอาดของรากเทียมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการรักษาทางทนัตกรรม
รากเทียม การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการตรวจวดัความหยาบและความสะอาดของผิวรากเทียมไทยท่ีมีการปรับปรุงผิว
โดยการพน่ดว้ยอนุภาคและกดัดว้ยกรดร่วมกบัการท าพลาสมาเอทชิงดว้ยออกซิเจนท่ี 100, 300 และ 500 วตัตเ์ทียบกบักลุ่ม
ควบคุมท่ีไม่มีการท าพลาสมาเอทชิงร่วมดว้ย ตรวจโดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อินไฟไนทฟ์อร์ซและกลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
ชนิดส่องกราด ผลการศึกษาพบวา่ค่าความหยาบดา้นความสูง (Sa) ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งกลุ่มต่างๆ ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ( ρ<0.05) ส่วนค่าความหยาบผสม (Sdr) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 3.57, 4.32 และ 4.78 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมมีค่าร้อยละ 4.73 ส่วนผลการศึกษาดา้นความสะอาดพบวา่ผิวรากเทียมทุกกลุ่มมีการปนเป้ือนดว้ยธาตุ
ต่างๆ ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกนัออกไป ยกเวน้กลุ่มท่ีท าพลาสมาเอทชิงท่ี 500 วตัตซ่ึ์งไม่พบการปนเป้ือนใดๆ การศึกษาน้ี
สรุปวา่การท าพลาสมาเอทชิงไม่ไดท้ าให้ความหยาบของพ้ืนผิวแตกต่างไปจากกลุ่มควบคุม แต่ท าให้พ้ืนผิวมีความสะอาด
มากข้ึน 
 

Abstract 
 

 Surface characteristics and cleanliness of dental implants play an important role in 

success of the implant treatment. Aim of the study was to investigate the surface roughness 

and cleanliness of the newly developed Thai dental implant which treated by sand-blasting 

and acid-etching (SA) combined with oxygen plasma etching (100, 300 and 500 watts). The 

control group was SA treated surface. The surface roughness and cleanliness were 

investigated by infinite force microscopy (IFM) and scanning electron microscopy (SEM). In 

regard to surface roughness, the arithmetic average height deviation (Sa) values showed no 

significant difference between groups (ρ<0.05). The developed surface ratio (Sdr) values 

were 3.57, 4.32 and 4.78%, respectively, whereas the control group was about 4.73%. For the 

cleanliness, all studied and control groups were contaminated by various impurities except 

plasma etching at 500 watts. It was concluded that the roughness of implant surfaces was not 

differ after additional treated by plasma etching. Furthermore, the surface cleanliness was 

improved.  
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